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Abstract (en)
A method of coating a ceramic tile with radiation cross-linkable and curable layers involves applying and fully cross-linking a lower layer on the tile,
applying an electron beam or UV radiation cross-linkable and curable further layer, fully cross-linking this further layer and passing IR radiation
through the cross-linked further layer to melt the lower layer. Also claimed is a similar method, in which a decoration is applied to the cross-linked
lower layer before applying the further layer. Preferably, the lower layer is a powder lacquer layer and the decoration is a transfer printed decoration
containing a sublimable dispersion colour and especially applied by a release technique.

Abstract (de)
Ein Verfahren zum Aufbringen eines Überzugs aus zumindest zwei härtbaren Lackschichten (12, 14) auf eine Keramikfliese sieht vor: eine untere
Schicht (12) wird auf die Fliese (10) aufgetragen und vollvernetzt, auf die untere, vollvernetzte Schicht (12) wird ein Dekor (16) aufgebracht, eine
mittels Elektronenstrahl (ESH) oder UV-Strahlung vernetz- und härtbare weitere Schicht (14) wird auf die untere Schicht (12) aufgetragen und
vollvernetzt, und die vernetzte weitere Schicht (14) wird mit IR-Strahlung so durchstrahlt, daß die untere Schicht (12) anschmilzt.
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